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요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

수직 자기 기록매체

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본원 발명의 일실시예에 있어서의 수직자기 기록매체를 나타낸 단면도. 제2도는 본원 발명의 다
른 실시예에 있어서의 수직자기기록매체를 나타낸 단면도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

기판상에 Si 및 Ge로 이루어진 군에서 선택한 최소한 1원소를 주성분으로 하는 재료로 이루어진 중간층
을 설치하고, 이 중간층상에 Co 기합금으로 이루어진 수직자화막을 설치하여 이루어지는 것을 특징으로
하는 수직자기 기록매체.

청구항 2 

상기 중간층의 두께가 100Å 이상, 1㎛이하인 것을 특징으로하는 특허청구의 범위 1기재의 수직자기 기
록매체.

청구항 3 

상기 중간층의 두께가 150Å 이상, 1000Å 이하인 것을 특징으로하는 특허청구의 범위 2기재의 수직자기 
기록매체.

청구항 4 

상기 중간층이 Si 및 Ge 이외의 원소를, 이 중간층의 결정구조에 다이어몬드구조 및 비정질구조 이외의 
것이 나타나지 않는 범위의 양만큼 첨가한 재료로 이루어지는 것을 특징으로하는 특허청구의 범위 1기재
의 수직자기 기록매체.

청구항 5 

상기 중간층이 Si 및 Ge 이외의 원소를, 이 중간층의 결정구조에 다이어몬드구조 및 비정질구조 이외의 

2-1

공개특허특1985-0007504



것이 나타나지 않는 범위의 양만큼 첨가한 재료로 이루어지는 것을 특징으로하는 특허청구의 범위 2기재
의 수직자기 기록매체.

청구항 6 

상기 중간층이 Si 및 Ge 이외의 원소를, 이 중간층의 결정구조에 다이어몬드구조 및 비정질구조 이외의 
것이 나타나지 않는 범위의 양만큼 첨가한 재료로 이루어지는 것을 특징으로하는 특허청구의 범위 3기재
의 수직자기 기록매

청구항 7 

상기 기판의 최소한 상기 중간층을 형성하는 면이 연자성재료로 이루어지는 것을 특징으로하는 특허청구
의 범위 1기재의 수직자기 기록매체.

청구항 8 

상기 기판의 최소한 상기 중간층을 형성하는 면이 연자성재료로 이루어지는 것을 특징으로하는 특허청구
의 범위 2기재의 수직자기 기록매체.

청구항 9 

상기 기판의 최소한 상기 중간층을 형성하는 면이 연자성재료로 이루어지는 것을 특징으로하는 특허청구
의 범위 3기재의 수직자기 기록매체.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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